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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ
Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa Systemu Particle Master Shadow kompatybilnego z posiadanym systemem 2DPIV i DaVis 8.0 firmy LaVision dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej (przetarg nieograniczony). ZP/D-13/A/15 
Szanowni Państwo,
W związku z przesunięciem terminu składania ofert Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa Systemu Particle Master Shadow kompatybilnego z posiadanym systemem 2DPIV i DaVis 8.0 firmy LaVision dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części 10, pkt. 10.2
W SIWZ było:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-04-21 do godz. 12:00.
W SIWZ jest:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-04-23 do godz. 12:00.
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